
2200 ℃ Forno De Tratamento Térmico A Vácuo Para Grafite
Número do item: KT-VG

introdução

Forno de vácuo de grafite 2200℃ para
sinterização a alta temperatura. Controlo PID
preciso, 6*10-³Pa de vácuo, aquecimento de
grafite durável. Ideal para pesquisa e produção.

Saiba mais

Modelo do forno KT-VG

Temperatura máxima 2200 ℃

Temperatura de trabalho constante 2100 ℃

Material de isolamento da câmara Feltro de grafite

Elemento de aquecimento Vareta resistente de grafite

Taxa de aquecimento 0-10℃/min

Sensor de temperatura Termopar T/R e termómetro de infravermelhos

Controlador de temperatura Controlador PID com ecrã tátil e PLC

Precisão do controlo de temperatura ±1℃

Máx. Nível de vácuo 6*10  -3  Pa (Sem carga, estado frio)

Taxa de aumento da pressão de vácuo 0,67Pa/h

Fonte de alimentação eléctrica AC110-440V,50/60HZ (Customizable)

Tamanhos de câmara padrão (personalizáveis) 

Tamanho da câmara (mm) (LxPxA ou Dia.xH) Volume efetivo (L) Tamanho da câmara (mm) (LxPxA ou Dia.xH) Volume efetivo (L)

200x200x300 12 400x400x600 96

300x300x400 36 500x500x700 150

A KINTEK aceita requisitos de design personalizados para o tamanho e volume da câmara. 
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